
電子情報産業の急速な発展に伴い、フォトレジスト市場の総需要
は増加し続けており、2023年におけるグローバルなフォトレジス
ト市場の規模は約90億ドルとなっています。

HJResearchでは、「フォトレジストの世界市場：成長、動向、予測」調査資料の販売を
2023年8月11日  に開始いたしました。

電子化学材料（Electronic Chemical
Materials）は、集積回路やデバイス、コンデンサ、電池、プリント配線基板、液晶ディスプレイ
などの電子部品の製造に使用されるさまざまな高純度化学物質を指します。電子化学材料は、電
子材料と高純度化学物質が組み合わさった先端技術製品です。特にフォトレジストは、電子化学
材料の中でも最も技術的な壁が高い材料の一つです。下流の応用によって、フォトレジストは半
導体用、LCD用、PCB用などに分けられますが、技術的な壁は順次低くなっています。

PCB用フォトレジストは、ドライフィルムフォトレジスト、ウェットフィルムフォトレジスト、光
照合焼成絶縁塗料の3種類があります。その中で、ウェットフィルムフォトレジストは性能がドラ
イフィルムフォトレジストよりも優れており、将来的にはウェットフィルムフォトレジストが徐
々にドライフィルムフォトレジストに取って代わる可能性があります。ウェットフィルムフォト
レジストは、高い精度と低コストの利点を持ち、高解像度を容易に実現し、PCBの高性能要件を満
たすことができます。

電子情報産業の急速な発展に伴い、フォトレジスト市場の総需要は増加し続けています。HJResea
rchの調査によると、世界のフォトレジスト市場規模は約90億ドルであり、そのうちPCBフォトレ
ジスト市場の規模は約21.5億ドル、LCD用フォトレジスト市場の規模は約23.6億ドル、半導体用フ
ォトレジスト市場の規模は約14.6億ドルです。

LCDフォトレジスト市場の今後5年間の成長率は約4%であり、彩色フィルム用フォトレジストはLCD
パネル材料コストの約4%を占めます。彩色フィルムはLCDカラーイメージングの重要な部品であり
、そのコストは彩色LCDパネルの製造コスト全体の約15%を占めます。彩色フィルムの主要な製造
材料はフォトレジスト（彩色フォトレジストと黒色フォトレジスト）であり、彩色フィルム材料
コストの約27%を占めます。そのうち黒色フォトレジストは約6～8%、彩色フォトレジストは約20%
です。LCDフォトレジストの世界供給は主に日本、韓国、中国台湾などに集中しており、これらの
地域の市場シェアは90%以上です。彩色フォトレジストの主要な製造企業には、JSR
Corporation、LG
Chem、東洋インキ、住友化学、三菱化学などがあります。黒色フォトレジストの主要な製造企業
には、TOKYO OHKA KOGYO CO.、NIPPON STEEL Chemical & Material、三菱化学、ADEKA
Corporationなどがあります。

PCB用フォトレジスト産業では、世界のドライフィルムフォトレジスト市場規模は約10億ドル、ウ
ェットフィルムフォトレジスト市場規模は約6.2億ドル、光照合焼成絶縁塗料市場規模は約5.3億
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ドルでした。PCB用フォトレジスト市場は、世界的に見て集中度が高いです。ドライフィルムフォ
トレジスト産業では、Eternal
Materials、旭化成、日立化成の3社が世界の市場シェアの80%以上を占めています。ウェットフィ
ルムフォトレジスト産業では、台湾長春化学と三井化学の2社が世界の市場シェアの40%以上を占
めています。光照合焼成絶縁塗料産業では、TAIWAN TAIYO INK
CO.,LTDが世界の市場シェアの約60%を占めています。

半導体用フォトレジスト産業では、世界のg-lineおよびi-
lineフォトレジスト市場規模は約3.5億ドル、KrFフォトレジスト市場規模は約3.2億ドル、ArFフ
ォトレジスト市場規模は約6億ドルでした。現在、KrFフォトレジストとArFフォトレジストのコア
技術は主に日本とアメリカの企業によって独占されており、市場シェアは合計で95%以上になって
います。日本とアメリカの企業は高分解能フォトレジスト領域で他の企業よりも優れた技術力を
持っています。

さらなる詳細情報については、以下のレポートをご覧ください：
https://www.hjresearchjapan.com/photoresist-for-semiconductor-market-report-
p251332.html
https://www.hjresearchjapan.com/pcb-photoresist-market-report-p225764.html
https://www.hjresearchjapan.com/lcd-photoresists-market-report-p209705.html
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